Zalacznik 4 do Uchwaly nr 403 /XLVII/2012
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 stycznia 2012 1.

Wzor dyplomu ukoriczenia studiéw drugiego stopnia prowadzonych wspdlnie

L. Wytyczne do sporzadzenia dyplomu.

Dane zgodne z dokumentacjg programu studiéw i dokumentacja przebiegu studiéw absolwenta.

1. nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni: nalezy podaé nazwe Wydziahu albo Kolegium;

2. parnerskie uczelnie i instytucje naukowe: Uczelnia parmerska: albo Uczelnie partnerskie: albo Partnerska
msttucia naukowa: albo Parinerside instytucje naukowe: albo Parmerskie uczelnie i instytucie navkowe:
ponizej nalezy podac nazwy uczelni i instytutow badawezych prowadzacych studia wspélne:

3. lorma : stacjonearme albo niestacjonarne ;

<. nazwa kierunku i nazwa specjalnoei: nalezy podad kierumek albo kierunek i specialnosé ;

5.nazwa obszar ksztalcenia: obszar ksztalcenia — navld techniczne albo obszar ksztalcenic — nauld spoleczrie albo
obszar ksztalcenia — (inny obszar) albo studia miedzyobszarowe — obszar nawk (1 -szy obszar) i obszar naul; (2-gi
obszar); nazwy obszarow zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego ,w sprawie
obszarow wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych’™

6. nazwa profilu : ogdlnoakademicld albo praktyczny,

7. wynik studidw: nalezy poda¢ wynik studiow zgodnie z Regulaminem Studiow w PW;

8. data urodzenia, data uzyskania tytulu zawodowego i data wydania dyplomu: przyklad / pezdsiernika 2012 rokar:

9. nazwa tytuht: nalezy podaé fynf zawodowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
W sprawie tytuléw zawodowych nadawanych absolwentom studiéw, warunkéw wydawania oraz niezbednych
elementow dyploméw ukoficzenia stuciow i $wiadectw ukoAczenia studiéw podyplomowych ormz wzoru
suplementu do dyplomu”;

10. numer: nalezy podaé muner dyplon z Ksiegi Dyplomdow PW;

11. w odpisach napis (ODPIS), w odpisie do akt napis (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT), w duplikacie
(DUPLIKAT) umieszczony w gomym rogu.

II. Opis techniczny.

L. papier: format A4, ozdobny papier gladzony, biaty min. 120 g;

2. kolor: Ramka ozdobna — Pantone 877c lub w modelu CMYK: C-0%, M-0%, Y-0%, K-20%: Godlo PW —
Pantone 872¢ lub w modelu CMYI: C-5%, M-25%, Y-50%, K-10%; Litery granatowe — Pantone 660c Iub
w modelu CMYK%: C-90%, M-50%, Y-0%, K-0%:

3.,,POLITECHNIKA WARSZAWSKA” — Pantone 660c (Gatineau 12 pt, wersaliki, rozstizelenie 180%);
INAZWA PODSTAWOWE] JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE] UCZELNI} — czamy (Gatineau 11/19 pt.,
wersaliki, rozstrzelenie 110%); GODLO PW — Pantone 872¢; {Partnerskie uczelnie 1 instytucje naukowe:
NAZWY UCZELNI I INSTYTUCI NAUKOWYCH PROWADZACYCH STUDIA WSPOLNE} —
czamy (Gatineau 9/12 pt., nazwa — wersaliki, pozostaly tekst — tekstowy, z lewej strony justowane do lewe,
zprawgj strony justowane do prawej, srodkowane w pionie do osi godla PW); ,DYPLOM® — Pantone 660c
(Gatineau 30 pt, wersaliki, rozstrzelenie 120%); ,,UKONCZENIA STUDIOW DRUGIEGO STOPNIA™ —
Pantone 660c (Gatineau 17/20 pt, wersaliki, rozstizelenie 110%); ,,PROWADZONYCH WSPOLNIE® —
Pantone 660c (Gatineau 12/17 pt., wersaliki, rozstizelenie 125%); ,,Wydany w Rzeczypospolitej Polskie” —
Pantone 660c (Gatmeau 12/17 pt, tekstowy); ,,{Imiona i Nazwisko}” — czamy (Gatineau 20 pt., telstowy),
Adwans 2 mm; ,.urodzony/a dnia {dzieri miesigc rok} roku w {miejsce urodzenia}”, Hukonezyla studia {forma!
drugiego studia na kienmku” — czamy (Gatineau 11/15 pt, tekstowy); ,, {Nazwa Kierunku}” — czamy (Gatineau
[8723 pt., tekstowy): Adwans | mm; ,specjalnos¢ — {Nazwa specjalnosci}”, .{nazwa obszaru ksztalcenia}™,
wprofil ksztalcenia — {nazwa profilu}” — czamy (Gatineau 11/15 pt,, tekstowy); ,,z wynikiem {wynik studiéw!” —
czamy (Gatineau 1521 pt, tekstowy); Adwans 1 mm; ,jiuzyskala wniu {dzien miesigc ok} roku tytul
zawodowy” — czamy (Gatineau 11/15 pt, tekstowy); ,,{nazwa tytutu}” — czamy (Gatineau 18/23 pt,, telkstowy).
W dole strony z prawej ,,Nr dyplomu {numer}”, ,, Warszawa, dnia {dzier miesiac rol<} roku” — czamy (Gatineau
9726 pt., tekstowy). Opisy —czamy (Gatineau 7/10 pt., tekstowy);

4. duza sucha pieczg¢ PW — umieszczona w osi symetrii z Godlem PW, pozioma érednica na wysokosei gome;
krawedzi zdjgcia; mala sucha piecze¢ PW —umieszezona w prawym dolnym rogu zdjecia;

5.,(ODPIS)", ,(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)", ,(DUPLIKAT)” — czamy (Gatineau 11 pt, wersaliki)
umieszczone w gomym prawym rogy, w odleglosci 1,5 cm od gomej krawedzi dyplomu, justowanie do prawej
wzgledem napisu POLITECHNIKA WARSZAWSKA.
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INAZWA PODSTAWOWE] JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE] UCZELNI) (Gatineau 11 pt.)

{Partnerskie uczelnie

{ instyrucje naukowe:
NAZWY UCZELNI
FINSTYTUC]T NAUKOWYCH
PROWADZACYCH

STUDIA WSPOLNE}
(Gatineau 9 pt.)

(Partnerskie uczelnie

i instytucje naukowe:
NAZWY UCZELNI

[ INSTYTUC]I NAUKOWYCH
PROWADZACYCH

STUDIA WSPOLNE)
(Gatineau 9 pt.)

DYPLOM

UKONCZENIA STUDIOW DRUGIEGO STOPNIA
PROWADZONYCH WSPOLNIE
Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej

{Imiona i Nazwisko} (Gatineau 20 pt.)

urodzony/a dnia {dzien miesigc rok) roku w [miejsce urodzenia)
ukoriczyl/a studia {forma) drugiego stopnia na kierunku

{Nazwa Kierunku} (Gatineau 18 pt.)

specjalnos¢ — {Nazwa specjalnosci) (Gatineau 11 pt.)
{[nazwa obszaru ksztalcenia) (Gatineau 11 pt.}
profil ksztalcenia — [nazwa profilu} (Gatineau 11 pt.)

z wynikiem {wynik studiéw} (Gatineau 15 pt.)

i uzyskal/a w dniu {dzierd miesiac rok} roku tytut zawodowy

{nazwa tytutu} (Gatineau 18 pt.)

(Dziekan Wydziatu/Dyrelaor Kelegium) 5-’. (Rektor Pelttechniki Warszawsklef)

Sucha pieczed
urzedowa Uczelni

EOWOBRIA B e e e a  h  e ee e e e a o a
35 % 45 mm (podpis absolwenta)

sl Nr dyplomu (numer}

__.""Ma.la :;ucha
i pegee Warszawa, dnia (dzied miesigc rok} roku
i urzgdowa
Uczelni 7
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